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Odpowiedzi na zapytania w sprawie SIWZ 
i zmianach  SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2015-04-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa Systemu Particle Master Shadow kompatybilnego z posiadanym systemem 2DPIV i DaVis 8.0 firmy LaVision dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-13/A/15

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Czy Zamawiający dopuszcza termin realizacji 10 tygodni? 
Zamawiający nie dopuszcza terminu realizacji 10 tygodni.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) dokonuje następujących zmian w SIWZ poprzez zmianę terminu realizacji z 14 dni na 28 dni.
W związku ze zmianą treści Ogłoszenia o zamówieniu, w przedmiotowym postępowaniu działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert. 
Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2015-04-21 na dzień 2015-04-23. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2015-04-21 na dzień 2015-04-23. Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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